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« Caractérisation expérimentale des matériaux et produits : de I'analyse de
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routine aux techniques avanceées »

Mardi 10 Mai 2022 - 85, avenue des fréres Perret, Saint-Fons (69)

Accueil des participants

Introduction de la journée

Session 1 : Microscopies

Microscopie électronique au Centre Technologique des Microstructures
prestations proposées et exemples d’applications aux polyméres, batteries et

émulsions

Microscopie électronique in situ operando et corrélative pour I'étude de la matiere :
naissance, vie et transformation des nanomatériaux

Utilisation des microscopies MEB-EDS et FTIR pour I'étude de matériaux industriels

Microscopie élémentaire par laser pour la caractérisation chimique de surface des
matériaux industriels

Pause
Présentation du dispositif « France Relance - préservation de I'emploi R&D »
Session 2 : RMN

Le CCRMN : de la routine aux techniques avancées

Le CRMN : RMN & haute résolution et sensibilité avec les champs magnétiques tres
élevés

Networking

Pause Déjeuner

Session 3 : Technologies RX

Diffusion des rayons X aux petits angles aux laboratoires : applications possibles en
industrie

ESRF - The European Synchrotron

Les avantages de la microtomographie a rayons X synchrotron pour la
caractérisation 3D des matériaux

Pause
Session 4 : Spectroscopies de masse

Caractérisation d'échantillons «poly»disperses par spectrométrie de masse sur la
plateforme ILMTech

Spectrométrie de masse ultra-haute résolution et couplages
multidimensionnels pour la déformulation des échantillons les plus complexes

UHPLC/Triple Quadrupole: un outil indispensable pour I'analyse de trace

Conclusions
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